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超声波干洗机应用于LCD生产中的优势
 
超声波干洗机其原理是由两个喷嘴产生的高压风刀有效的清除1.6-100&mu;m的尘粒.这些尘粒从两个方向被吸附至真空腔.由于高速气流使工件表面形成了一层粘膜,而超声波能将被吸附在粘膜上的微粒分离出来，最后吸至真空腔。
 
在磨擦取向后增加干洗机。在磨擦取向后，产生了大量的尘粒。
 
这些尘粒中，1.6&mu;m以上的尘粒用干式清洗机去清除，比用湿式清洗节约了相当大的成本，因为，湿式清洗需要大量的消耗品。如：纯净水，其它化学药剂等。因此，在摩擦取向前后。两种方式结合应用才是最优方案。即：先用干式清洗机清除1.6&mu;m以上的尘粒。剩余更小的尘粒再用湿洗方式清除。
 
在涂胶之后，增加干式清洗机。由于湿式清洗对胶层有破坏作用，而干式清洗采用非接触式的清洗方式，所以对胶层不会产生破坏，从而降低了废品率，生产效率也随之增高。
 
在PI涂膜前增加干洗机。在脱膜后清洗完成与涂PI膜之间，材料在搬运时所吸附的尘粒将被有效的清除，从而降低了废品率。
 
在喷衬垫料时，增加干式清洗机。喷衬垫料时，由于喷洒不当，容易造成不符合要求的玻璃板，如将这些在不合格的玻璃板当作废品处理，必将造成很大的经济损失。干式清洗机能将这些不合格的玻璃板上已被喷洒的衬垫料完全清除掉。从而使这些玻璃能够重新用。
